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DESCRIÇÃO E APLICAÇÃO:

A invenção descreve um dispositivo mecânico de medição de 

tensão normal e processo de produção do mesmo. Mais 

especificamente, a invenção descreve um dispositivo mecânico de 

medição de tensão normal de adesão de filme metálico em 

substrato de polímero, capaz de medir a força necessária para 

descolamento de uma determinada área de filme de uma 

superfície polimérica.
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